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Opis wzoru przemysłowego 
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do wyznaczania rozkładu naporu pocho-

dzącego od materiału sypkiego oraz ilorazu naporu. 
Urządzenie przedstawione na ilustracji stanowi cylindryczny edometr składający się ze ściany 

bocznej (1); dna (2) i pokrywy (3). Ścianę boczną (1) tworzą dwie jednakowe zestawione ze sobą po-
łówki walca, które połączone są za pomocą czterech czujników siły poziomej (4) - po dwa na łączenie. 
Ściana boczna (1) oparta jest ponadto na stalowej ramie (5) wyposażonej w trzy czujniki. Dno (2) oraz 
pokrywa (3) edometru składa się z pięciu koncentrycznych pierścieni, z których każdy ma takie samo 
pole powierzchni. Każdy pierścień zaopatrzony jest niezależnie od pozostałych w trzy czujniki siły. 
Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. 

Cechy istotne wzoru 
Wzór przemysłowy wyróżnia się: 
- cylindrycznym kształtem edometru; 
- ścianą boczną utworzoną z zestawionych ze sobą dwóch jednakowych połówek walca; 
- koncentrycznymi pierścieniami, z których wykonane jest dno i pokrywa urządzenia; 
- elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej; 
- stalową ramą, na której opiera się ściana boczna. 
 
 

Ilustracja wzoru 
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